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Uzitny vzor

Protonova membrana pro palivovy clanek

» V souladu s platnou metodikou Uradu vlady

CR je uplatfiovan uzitny vzor.

»  Uzitny vzor vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu TACR TK01030128 H2PLAZMON -
Pokrocila plazmonova technologie pro vyrobu,

skladovani a vyuziti "zeleného" vodiku.

»  Predkladané technické FeSeni poskytuje

protonovou membranu vhodnou pro palivovy
Obr. 1: Katalytické membréna s nanesenymi ¢lanek, ktera obsahuje nafionovou membranu

plazmonaktivnimi strukturami. opatfenou na obou stranach vodivou mfizkou,
pfi¢emz na kazdé strané nafionové membrany
opatfené vodivymi mrizkami jsou naneseny
nanostruktury ve formé core-shell ¢astic. Na
jedné strané jsou Castice se stfibrnym jadrem
a palladiovym plastém (Ag@Pd), a na druhé
CisLO OSVEDCENI: strané nafionové membrany jsou core-shell
38 181 Castice se zlatym jadrem a palladiovym
plastém (Au@Pd). V tomto provedeni je prvni

strana urCena pro redukci kysliku a druha
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strana pro oxidaci vodiku.

OSVEDCENI: Obr. 2: MEA struktura palivového c¢lanku s plazmonaktivni
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Ivik@fel.zcu.cz Obr. 3: Zavislost napéti (A) a proudu (B) palivového ¢lanku P

na vykonu pouzitého laseru pii 780 nm; (C) — cyklicky osvit jako zdroj energie pro excitaci plazmonu jak

- . palivového &lanku laserem o vykonu 250 mW na hodnotu umélé svétlo, tak i osvit pomoci slune¢niho
RESITELSKA elektrického proudu produkovaného palivovym &lankem Z&Feni.
PRACOVISTE: s plazmonaktivni membranou.
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